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PODPISOVY VZOR

Ja, Prof. Ing. Jifi Hanika, DrSc., narozen 31.10.1944, bytem V Udoli 5/36
PSC 165 00, jako osoba povéfena zfizovatelem fizenim Ustavu chemickych
procest AV CR v.v.i., se sidlem Rozvojova 135, Praha 6 - Suchdol, PSC 165 02, IC
67985858, prohlasuji, Ze maj nize uvedeny podpis predstavuje vzor podpisu, kterym
se budu podepisovat za vySe uvedenou vyzkumnou instituci a ktery je urCen
k uloZeni do sbirky listin rejstfiku verejnych vyzkumnych instituci podle § 8 odst. 1
pism. e) zakona €. 341/2005 Sb., o vefejnych vyzkumnych institucich.

V Praze, dne 21.6.2006
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